
Warszawa: Dostawa uŜywanego i odnowionego urządzenia do wytwarzania

cienkich warstw techniką plazmowego osadzania z fazy gazowej PECVD

Numer ogłoszenia: 415078 - 2009; data zamieszczenia: 02.12.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Technologii Elektronowej , Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, woj. mazowieckie,

tel. 022 5487700, faks 022 8470631.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ite.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa uŜywanego i odnowionego urządzenia do

wytwarzania cienkich warstw techniką plazmowego osadzania z fazy gazowej PECVD.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa uŜywanego i odnowionego

urządzenia do wytwarzania cienkich warstw techniką plazmowego osadzania z fazy gazowej PECVD wraz z

instalacją, uruchomieniem i testowaniem.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.70.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 140.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki art. 22

ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu o ubieganie się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1

i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 2) wykaŜą, Ŝe w okresie ostatnich

trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 5 dostaw odpowiadających swoim

rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem odbiorców tych dostaw. Ocena

spełniania ww. warunków zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie

przedstawionych dokumentów..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Status prawny - wymagane



dokumenty: 1) Oświadczenie, o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 2) Wykaz

wykonanych dostaw - wykaŜą, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o

udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co

najmniej 5 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z

podaniem odbiorców tych dostaw..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 55

2 - Jakość techniczna urządzenia - 45

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ite.waw.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Instytut Technologii Elektronowej,

02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46, budynek VI, pok. 216.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2009 godzina

10:00, miejsce: Instytut Technologii Elektronowej, 02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46, budynek VI, pok. 216.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Projekt POIG nr 02.02.00-00-004/08-00 pt. Centrum Nanofotoniki.


